
























专利名称(译) 具有取决于深度的发射焦点的超声成像系统

公开(公告)号 US20190298309A1 公开(公告)日 2019-10-03

申请号 US16/365775 申请日 2019-03-27

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦N.V.

[标]发明人 OWEN NEIL
HU CHANGHONG

发明人 OWEN, NEIL
HU, CHANGHONG

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/467 A61B8/463 A61B8/5207 A61B8/4461 A61B8/54 G01S7/5202 G01S15/8915 G01S15/8927 
G01S15/8997

优先权 62/648436 2018-03-27 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声系统包括具有三排或更多排换能器元件的换能器阵列，换能器元件
在方位角维度上延伸并且在仰角维度上彼此相邻定位。这些行在仰角维
度上具有不同的机械焦点，其中一个内部行在近场中高度集中，而外部
行在远场中高度集中。当用户在近场中对对象成像时，系统波束形成器
与具有近场仰角焦点的内行一起传输。当在远场中成像时，将高度集中
在远场中的多行用于传输。当用户在中间范围成像时，波束形成器同时
使用内侧行和多个外侧行来提供扩展的中间范围仰角焦点。
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